


















　スマートフォンの登場により、多くのユーザーが求める機能・性能を見据えた「ア
プリケーション志向」の半導体デバイス開発という新たな技術ニーズが生まれてい
ます。この開発においては、デバイス設計での差別化のみならず、材料やプロセ
ス技術の多様化が求められます。半導体製造装置メーカーとして、東京エレクト
ロンはあらゆる技術的な可能性に取り組んでおり、自社開発はもちろんのこと、 
お客さまとの共同開発や、将来を担う中長期的な技術に関する大学やコンソーシアム
との連携など、包括的に将来技術に備える体制で技術開発を進めています。

イノベーションマネジメント

アプリケーション志向のデバイス開発へ

　半導体の微細化・高性能化がますます求められる昨今、当社は革新的な装置開
発に取り組んでいます。
　次世代リソグラフィ技術として期待されるEUV（Extreme Ultra-Violet）露光技術
については、imec※1をはじめとする世界のコンソーシアムや露光装置メーカーと















社員とともに

　当社グループでは、人材育成の強化および組織能力の向上を目的として社内
教育機関「TEL UNIVERSITY」を設置しています。ここでは、社員一人ひとりが









※ 3 CFSI：Conflict-Free Sourcing Initiative の略。EICC®
































